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ESTUDO DA CINETICA E RESISTENCIA DE OXIDACAO DE ACOS
CARBONO BAIXA LIGA COM VARIACAO DE SI EM ELEVADAS
TEMPERATURAS

Guilherme Maranhao Costa, Lioudmila Aleksandrovna Matlakhova

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a influéncia da variacdo da quantidade de
silicio em acos carbono baixa liga sobre os mecanismos de oxidacdo em elevadas temperaturas,
formacao de 6xidos, propriedade das camadas de 6xidos e resisténcia a oxidacdo. Amostras de
aco com diferentes teores de silicio foram previamente preparadas para analise metalografica,
por lixamento e polimento, e sua microestrutura foi analisada. Os corpos de prova posteriormente
serdo submetidos a oxidac&do em fornos a temperatura de 1000-1200°C por um periodo de 20-60
min para a formacdo de uma camada de Oxidos sobre a superficie das amostras. Apos a
realizacdo dos ensaios de oxidacdo as amostras oxidadas serdo analisadas para determinar a
influéncia dos elementos de liga sobre o processo de oxidagcéo. A analise morfolégica da camada
de Oxido sera realizada por meio de microscopia eletrbnica de varredura (MEV), analise quimica
da camada de 6xidos e da superficie da liga oxidada por meio de EDS, avaliacdo dos constituintes
formados por meio de difracdo de raios X e a variacdo de massa durante a oxidacao sera avaliada
por meio de ensaios de temogrevimetria. Os resultados da analise serdo utilizados para
caracterizar os efeitos da oxidacdo em elevadas temperaturas para cada liga especifica e para
realizar um comparativo para avaliar os efeitos do silicio sobre o processo de oxidagao.
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